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1.总则. 

1.1. 䈕ᢰ术᧿述和操作说明䘲用于根据 TU2292-010-67318131-2012 生产的牌ਧѪ КM, КС, КР, К, КН и 

КСН 的 nanoRO 系列反渗䘿卷膜元件(ОО РFE) 

ОО РFE 用于反渗䘿࠶离膜装置内。↔ᢰ术说明和保ᆈ，ᆹ装，操作规范确保 ОО РFE 膜元件随时

可投入使用。 

1.2. 生产一л品牌的反渗䘿膜元件: 

 

nanoRO КM 系列, 型ਧ:  

КМ 2540-Т, КМ 2540-С,  
КМ 4040, КМ 4040-С, КМ 4040-С2, КМ 4040-С3, 
КМ 8040, КМ 8040-С, КМ 8040-С2, КМ 8040-С3. 
 

nanoRO КC 系列, 型ਧ:  

КС 4040, КС 4040-С, КС 4040-С2, КС 4040-С3,  
КС 4040-F, КС 4040-F2, КС 4040-F3, 
КС 8040, КС 8040-С, КС 8040-С2, КС 8040-С3, КС 8040-F, КС 8040-F2, КС 8040-F3. 
 

nanoRO КP 系列, 型ਧ: 

КР 4040, КР 4040-С, КР 4040-F,  
КР 8040, КР 8040-С, КР 8040-F; 
КР 4040-D, КР 4040-С-D, КР 4040-F-D,  
КР-8040-D, КР 8040-С-D, КР 8040-F-D. 
 

nanoRO К 系列, 型ਧ:  

К 1812, К 1812-50, К 2514-Т, К 2521-Т, К 2540-Т, К 2540-С,   
К 3012-T, К 4014-T, К 4014-F, К 4021-T, К 4021-F, К 4040,  
К 4040-С, К 4040-С2, К 4040-С3,  
К 4040-F, К 4040-F2, К 4040-F3,  
К 8040, К 8040-С, К 8040-С2, К 8040-С3, К 8040-F, К 8040-F2, К 8040-F3. 
 
К 1812-D, К 1812-50-D, К 2514-Т-D, К 2521-Т-D, К 2540-Т-D, К 2540-С-D,  
К 3012-T-D, К 4014-T-D, К 4014-F-D, К 4021-T-D, К 4021-F-D, К 4040-D,  
К 4040-С-D, К 4040-С2-D, К 4040-С3-D, 
К 4040-F-D, К 4040-F2-D, К 4040-F3-D, 
К 8040-D, К 8040-С-D, К 8040-С2-D, К 8040-С3-D, 
К 8040-F-D, К 8040-F2-D, К 8040-F3-D. 
 

nanoRO КH 系列, 型ਧ:  

КН 1812, КН 1812-50, КН 2514-Т, КН 2521-Т, КН 2540-С, КН 2540-Т, 
КН 3012-T, КН 3837-Т, КН 4014-T, КН 4014-F, КН 4021-T, КН 4021-F,  
КН 4040, КН 4040-С, КН 4040-Т, КН 4040-F,  
КН 8040, КН 8040-Т, КН 8040-F, КН 8040-С,  
КН 8040-С2, КН 8040-С3. 
 
КН 1812-D, КН 1812-50-D, КН 2514-Т-D, КН 2521-Т-D, КН 2540-С-D,  
КН 2540-Т-D, КН 3012-T-D, КН 3837-Т-D, КН 4014-T-D, КН 4014-F-D,  
КН 4021-T-D, КН 4021-F-D. 
 

nanoRO КCH 系列, 型ਧ:  

КСН 1812, КСН 1812-50, КСН 2514-Т, КСН 2521-Т, КСН 2540-С, КСН 2540-Т,  
КСН 3012-T, КСН 4014-T, КСН 4014- F, КСН 4021-T, КСН 4021-F,  
КСН 4040, КСН 4040-С, КСН 4040-Т, КСН 4040-F,  
КСН 8040, КСН 8040-F, КСН 8040-F2, КСН 8040-F3, КСН 8040-С, КСН 8040-С2, КСН 8040-С3.  
 
КСН 1812-D, КСН 1812-50-D, КСН 2514-Т-D, КСН 2521-Т-D, КСН 2540-С-D, КСН 2540-Т-D, КСН 3012-
T-D, КСН 4014-T-D, КСН 4014- F-D, КСН 4021-T-D, КСН 4021-F-D,  
КСН 4040-D, КСН 4040-С-D, КСН 4040-Т-D, КСН 4040-F-D,  
КСН 8040-D, КСН 8040-F-D, КСН 8040-F3-D, КСН 8040-С-D, КСН 8040-С3-D.   
      



 

膜元件标记图: 

                 nanoRO ААА XXYY-ZN-(D), ↔处 

nanoRO – 反渗䘿膜元件系列标记 

ААА –膜牌ਧ的更改标记:  

КМ – 膜膜 膜类 ，以以 以 以膜以以以 膜以以 以膜酰 酰 酰 酰酰 。使用范围里⎧水淡化 

КС – 膜膜 膜类 ，以 以以 以以以酰酰 酰 膜。使使使围--苦苦苦苦苦 

КР –膜膜 膜类 ，以高高以以以 以膜酰 。使使使围里苦咸水淡化 

К – 膜膜 膜类 ，以以以 以膜酰 。使使使围里苦咸水淡化 

КН –膜膜 膜类 ，低 以以以 以膜酰 酰 。使使使围里苦咸水淡化。 

КСН –膜膜 膜类 ，超低 以以以 以膜酰 酰 。使使使围里苦咸水淡化。 

ХХYY – 膜的尺尺以尺尺 尺酰为   

XХ 直径 (前两两两两), YY 长度 (第二个两两两两), 

Z – ަ它数数: 

С – 缠绕玻玻纤纤,  

Т – 缠绕以聚 聚聚烯 , 

F – 缠绕 收 膜热 热 . 

N –8040使用8040 膜的扰流器厚度: 

用对 没没 没膜标 nanoRO КМ, nanoRO К, nanoRO КС, nanoRO КН系系膜， 流流 流流流扰 标 酰28 密耳˄0.71MM˅。 

用没没 没膜对 标 RO КСН系系膜， 流流 流流流扰 标 酰26 密耳˄0.66MM˅。 

数ᆇ 2 意味着扰流器厚度Ѫ 31 密耳 (0,79 мм),  

数ᆇ 3 意味着扰流器厚度Ѫ 34 密耳(0,86 мм) 

D – 表表 表膜表表酰 . 

1.3. 反反反 反膜表表过过 ˄参见图 1˅Ѫ一个圆筒形，通过带膜⡷螺旋缠绕在带孔的圆筒к形成，内部带ᴹ㖁状扰

流器，内部带ᴹ䘿气物䍘，用来排出滤液˄渗䘿物˅。膜⡷带ᴹ通过胶哿组合剂密封的й层，第四层Ѫ通向

过过滤排水管的开放排水通道。复合膜Ѫ一个半渗䘿隔阂过滤器。 

通 流通膜通通通通过 水的渗䘿。过滤排水管的轴线к䘋料溶液ᒣ行移ࣘ，浓缩液从卷膜过滤元件的背面排出，而

滤液˄渗䘿物˅--从过滤排水管螺旋排出。 

图 1. 卷膜表表. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анти-телескопический диск  防伸缩盘 



фильтрутотводящая трубка  滤液出口管 

стекловолокно(внешнее покрытие) 玻璃纤维外部覆盖᧤᧥ 

уплотнение для концентрата  浓缩物密封圈 

А Исходная водя  A 原水 

В Фильтрат  B 滤液 

Подложка мембраны  膜垫板 

Поверхность мембраны 膜表面 

Клей 胶 

Поверхность мембраны 膜表面 

Поток фильктрата 滤液流 

Дранаж для сбора фильтрата 产品水收集通道 

Турбулизатор канала исходной воды 原水通道㓿流器 

Концентрат 浓缩液 

 
 

1.4. о水接触的膜元件结构ᶀ料，н会向水和浓液中排出超出 2013 ᒤ 4 ᴸ 30 日颁ᐳ的编ਧѪ№ 

RU.77.01.34.008.E.003690.04.13膜的的没的 膜 的认认 认 --流流流检检˄ ᧗˅文件第二章第 详 节规定范围的物䍘。 

1.5.  «РМ Nаnотех»股股股股股股股膜以表膜表表 

Ѫ了保持性能，并䱢→微生物作用，湿膜元件ᓄ䈕储ᆈ在含ᴹ 1%焦ӊ⺛酸䫐的溶液中。 

1.6. 停用的膜元件ᓄ䈕保ᆈ在带ᴹ阻挡膜的䱢→氧渗䘿的包装袋内。包装є侧用≞气密封并抽真空。 

1.7. 以ᒢ燥形式提供的元件预ݸ在甘油溶液中处理，用来确保ᒢ燥ਾᆈ在水࠶。 

1.8. 没ᴹ㓿过测试过程的ᒢ膜元件，由㓿过甘油处理的膜⡷制成，保证在ᒢ燥ਾᆈᴹ水࠶。 

1.9. 以ᒢ燥形式提供的膜元件，ᆈ储在密封包装内。 

 

2.用途. 

在反反反在在在在在使使反反反反膜表表使用： 

• ⎧水苦苦; 

• 农ᶁ以和和 使苦 苦饮 饮 ; 

• Ѫ电力系统需求备水; 

• Ѫ 子 子流 流 超 苦电 电 电 电 电 ; 

• 电镀流 苦 行行股行没行 行电业 业 业 业; 

• 在苦化，只只，食子，冶冶冶流 股股 苦冶冶通冶电 业 . 

 
 

3. 运输和䍞ᆈ. 

3.1.膜表表膜膜输，包在两以TU 标准规定，可由任何密䰝的交通工ާ在 5°C 到 40°C 的温度条件л䘋行运输 

3. 2. ሩ保保保表膜只保. 

3.2.1. ᯠ膜元件ᓄ䈕保ᆈ在原包装内。. 

3.2.2. 符合规范包装的膜元件需要在密封ᒢ燥的⧟境中，温度范围Ѫ 5°C 到 35°C，湿度 60%以л，н可

以直接暴露在䱣ݹл。 

3.2.3. 膜元件ᓄ当ᆈ放在水ᒣ的托盘和䍗架к，距离供᳆设备的最小距离Ѫ 1 米，н超过五层。 

3.2.4. 膜元件保ᆈ过程中ᓄ避免暴露在腐蚀性介䍘，热辐射和机械外力л。 

3.2.5. 膜元件在ᆈ放过程中ᓄ避免冷冻和超过 35°C 的高温。 

3.3. 湿膜元件的ᆈ放措施. 

3.3.1. ሩᆈ放中的膜元件ᓄ当䘋行н少于й个ᴸ一次的检查过程 

3.3.2. ሩ于长期ᆈ放˄超过 3 个ᴸ˅的膜元件ᓄ当䘋行采ਆл列措施 

 ⇿ᆈ储 3 个ᴸᓄ当: 

• ᣶开纸箱. 

• 检查包装膜的完整性. 

• 检查包装内的真空完好性. 



• 仔细检查膜元件端部是否ᴹ᳇斑. 

• 在发⧠能ਇ损的包装时，例如包装真空性н完好，以及可能收到微生物损害的情况л，ᓄሩ膜元件䘋

行䟽ᯠ密封˄3.3˅ 

• 在检查过膜元件ਾ，如果一࠷↓常，ᓄ当将膜元件放回纸箱内。在包装盒外注明例行检查的日期. 

• 在㓿过 6 个ᴸ的ᆈ放ਾᓄ䈕ሩ膜元件䘋行䟽ᯠ密封和包装。˄本文 3.3˅ 

 

3.3.3. 膜元件的䟽ᯠ密封.  

首ݸᓄ当准备浓度Ѫ 1-1.5%的焦ӊ⺛酸䫐溶液。溶解在水中形成ӊ⺛酸䫐溶液。 

在䱢腐剂溶液的准备过程中，ᓄ当使用含ᴹн小于 95%的碱性物䍘的食品㓗焦ӊ⺛酸䫐，以及脱矿䍘或н含

↻余≟的软化水，最好是㓿过反渗䘿和纳滤的滤液。 

  

 在䱢腐溶液中⎨泡膜元件 1 小时ਾ，ᓄ将膜元件直立摆放 15 䫏，用来除去多余的溶液。然ਾ包装࠶

在带ᴹн䘿氧阻挡膜的包装中。带ᴹ包装的膜元件放置在⺜纸箱中，包装外注明例行检查的日期。н䘿氧阻

隔薄膜可以从«РМ Nаnотех»公ਨ获得。 

 在打开原厂包装ਾ膜元件的䟽ᯠ密封ᓄ䈕⇿й个ᴸ䘋行一次。 

3.3.4. ᒢ膜元件的ᆈ放措施 

ᒢ膜元件的检查频率Ѫ⇿й个ᴸ一次 

 长期ᆈ放˄超过 3 个ᴸ˅的膜元件ᓄ当采ਆл列措施 

 ⇿ 3 个ᴸᓄ当 

• ᣶开纸箱. 

•          检查内膜冷凝液的ᆈ在 

• 仔细检查膜元件的端部是否ᆈ在᳇斑. 

• 在检查过膜元件ਾ，如果一࠷↓常，ᓄ当将膜元件放回纸箱内。在包装盒外注明例行检查的日期。 

• 在包装内发⧠冷凝液或者在元件端部发⧠斑点的膜元件ᓄ䈕根据本文 3.3.3 䘋行䟽ᯠ密封和包装. 

•  在遵ᆸ本文 3..2 说明的情况л，ᒢ膜元件转Ѫ湿膜元件ਾ的保ᆈ日期从䟽ᯠ密封和包装ਾн超过 3 个

ᴸ。 

 
 

4. 将膜元件ᆹ装㠣系统装置中的亪序. 

4.1. 除尘，除油和除金属屑以及用清水ߢ洗ᒢ净耐压外壳. 

4.2. 将膜元件从包装中ਆ出，检查所ᴹ的密封性以及是否ᴹ机械损伤 

4.3. 在包装中ਆ出套筒内连接件。内连接件用于在多ս耐压外壳中连接膜元件。在耐压外壳中只ᴹ一个膜元件的

情况лн需要使用 

4.4. 在内连接件к抹к密封橡胶和甘油密封圈。油性润滑剂˄例如硅˅的使用可能会ሬ㠤膜元件的保修失效。 

4.5  当心，膜元件ᓄ当轻放㠣系统装置中，以便确保膜元件和壳体壁之间的密封性。 

4.6. 模块外壳中可以连䍟嵌入增强薄膜或者胶带˄以-F 或者-T ਽〠相ሩᓄ结尾˅的 1 㠣 3 个膜元件和࣐强玻璃纤

维˄ሩᓄ਽〠Ѫ-C 结尾˅的 1 㠣 8 个膜元件。用内连接件通过连接过滤管连接系统内的⇿一个膜元件。 

4.7. 准备ᆹ装膜元件模块的端盖和特↺终端䘲配器，用于连接膜元件边缘的过滤管和模块盖。没注！禁禁使用连接件

作Ѫ终端。䘉会ሬ㠤源水溢流到滤液中，将会引起膜元件的损坏。 

  

涂抹终端䘲配器的密封橡胶和端盖甘油。ᆹ装端盖到壳体并࣐固。盖和滤管，盖和模块之间的密封性由密封⧟保

证。. 

 

5. 操作步骤. 
5.1.在在在在 在在在流在 在以在流 在以膜在在在在保 在反膜表表膜在在膜在创 创 电 认  

5.2. ሩ原水膜只保.  

• 大用 微微膜 微微在微微超悬 过 毫毫升5 1 / ; 

• 流浑浑  – 微超过 1 NTU; 

• 氧苦以 – 微超过 5 毫毫О2/升; 

• 活以氯，没有在在以 氧苦强 强凚 臭氧，溴，碘凛 膜的高 – 少用 毫毫升1 / ; 

• 在冶 的高铝  – 少用 0,1 毫毫/升 (保在存膜存存存少用 0,05 毫毫/升) 

• 在冶 的高铁  – 少用 0,3 毫毫/升 (保在存膜存存存少用 0,05毫毫/升) 



• 的高锰  –少用 0,1 毫毫/升; 

• 阳阳子以以行以阳阳子表阳活以 膜的高强  - 少用 毫毫升0.1 / ; 

• 染染数业  (胶在染数, SDI) – 小用 5.  

• 微使使不不 不 不不强剂 热 凚 凛 染数 微超应 过 ，使使不不 微超强剂应 过LSI 1.0 2.6. 
超超以超超数超通 保超超膜超超酰业  
5.3. 没有有行 膜苦有有高以业 . 

5.3.1. 
在反反反膜超表化在膜 在在过 ，微不 不不阳 不不不不氧苦许许 氯 强凚 以 高锰 锰，臭氧，溴，碘凛冶傏即使在不苦即没少高膜不阳氯，也也也 也导
膜膜 微也膜 膜膜苦酰酰选 选 傏超因，使 用只用保没没氧苦 不用膜膜化在系 在户 强许 户 傏 

在使膜微了酰 露在氧苦 在强 ，， PM 
Hanotex》 股股公 公不氧苦 也 超 公议 议 议 议 凚 凛 在不苦系户，从从 氧苦 在不苦即膜保在徆连议连 强 傏除除除 苦业 ，苦膜 微也超业OBP OBP
过 毫毫傏如如 超业 过 毫毫，就没就只就行就就以就低宍业，例如，通 通不通 通高 膜在在过 过 过 傏在 达用业 毫毫膜 毫剂300 OBP 300 OBP 350
，膜在在 膜禁应宍 ，直用 就降 毫毫傏在在除膜系 苦在膜活以 超户 氯 统统统剂， 立即 系应 应 ， 》 股股膜公 公公在公术OBP 300 PM Hanotex . 

5.3.2. 
氧苦氧苦 膜膜不阳 阳子氧 氧冶氧如 以强 氯 过 铁 锰傏如如在苦在微也如如膜保在 膜例子这这 ， 就行就就应宍 地地除股 苦在膜不阳给 氯傏100%  

5.3.3. 
阳阳子以以行以阳阳子表阳活以 也也 也以 以膜以以膜膜以也微也膜膜 苦强 导 酰 剂 傏超因，在反反反膜表表膜在 以电 苦有地化 在在微 使使不过 应宍
们傏  

5.3.4. 当使使当当当 当当胶当当当应 应 傏使使当以 当 也也公使膜表表膜使使应 强  
保在以超行 在超苦在也也通 保超超膜超超业 酰业 . 

 

5.4. 第一次在在反反反膜表表系 膜膜流户  

在第一次启ࣘ膜元件前䘋行㠣少 1 小时的䱢腐剂清洗。 

 Ѫ了保ᣔ膜元件нਇ损坏ᓄ䈕: 

• 避免输入超过说明书的过高压力和流䟿. 

• 就行就就避免膜元件ਇ到来自滤液的反向压力。滤液的压力永䘌н能大于入口压力，无论在任何情况

л。在启ࣘ过程中滤液阀保持开启。 

• 在在创，膜流以膜禁化在剂，如如 在 膜在在膜避酰 对 压 

• 在在 膜在在 在 不 在在创 剂 输 酰 秒秒秒通降化在 在酰 凚 以微超过30~60 0.1兆兆 膜㏿的/ s ) 

• 在关䰝膜在在 在剂 秒秒30~60 将化在 在就低降工酰 凚 以微超过0.1兆兆 膜㏿的/ s ) 

• 就行就就，如如膜表表膜当 避 膜化在在 膜෿少闭 闭 业热强  

• 在膜流 在在用只 流在苦过 许 ， 在以 在膜 高液液过 业热 检  
5.5. 公 数数以在在保表术 .  
5.5.1. 在体体总 . 

每每膜表表膜每的也也没±15%膜的的. 
命命酰 以 膜 以膜表表通 超酰酰 过 过徆连 小 在 在在膜化在剂 检时2521 2540 100  
命命酰 以 膜 以膜表表通 超酰酰 过 过徆连 小 在 在在膜化在剂 检时4040 8040 48  

每只膜表表保每的没1%的焦ӊ⺛酸䫐溶液。因↔，在开始启ࣘ之前，需㠣少䘋行一小时的清洗。 

5.5.2.. 每每 膜膜膜表表公 在每表类 术总类 1 内 

5.5.3. ⇿种 格膜膜表表膜尺尺大小 每表规 规 1. 

5.5.4.工作保表. 

用于没 膜膜膜表表对 类 ，每两 微长凚 尺尺凛 膜膜表表膜的行在流 微 超应 过 ，除在除苦膜除除傏除苦膜膜 微 超应 过1 40 CIF 15% CIF 10%
傏酰在也使除苦反反反膜 了 膜化在稳 徆连 ， 微 膜膜表表膜长 公 保公在议1 CIF 6-8%膜使 秒围 . 

• 化在 在也也超没于微工酰 : 
用除苦对 ， 从 4,5 用 7 兆兆,  
微苦苦酰 降 兆兆1 4 , 
用微苦苦以苦于苦当对 对， 在在酰 兆兆除间，行冶用超苦膜取流傎 流以 在膜的行在流盐 过 ，以在膜表表膜使使剂间0.5~2.0 .  

• 每两膜表表膜就 每 微微超酰 间 过 兆兆，每两膜除每微微超过 兆兆0.07 0.4 . 
• 不即苦 ℃ ℃取流微 超应 过 傏在 业酰 膜在大在在苦取微的超过45 pH 10 35  
• рН 使 微业 围  1÷12膜膜表表膜苦有地 微 超洁剂间 应 过 小剂，4 工 膜地 的每同微超 有同这 洁样 过 . 
•  

超苦膜 微 超浑浑 应 过1NTU,而 SDI<5. 在使膜表表 了 了膜在酰 长 稳 电，公 在苦膜 流地 降小用议 浑浑 洁 0,2 NTU， 苦水酰SDI 1-3 

5.5.5. 过过凚 反反行凛 膜在在阀阀 . 

• 膜表表膜 微 膜用当膜 在膜反膜 在径 应宍 过 酰 凚 即 在通阳膜 在大用 在通膜膜 在过 酰 业热 酰 凛 ---
无 氧在化在保表存论 ， 氧在膜在在在 以是 膜存存存议 创 闭 .  

• 在在创地洁，膜有以 流在 膜 在在标 电 过 ，在在膜 装就 保公装装过过阀 过, . 

• 任任 任 膜是 装超公使 在以 在除 膜在 在的阶 过过阀 闭 过 业热 间 酰 ，行没也也 也膜并包以并并并以并膜导 破破 



• 只没微只膜系 没不超户 ，系 膜禁系系也是 在户 闭过 阀傏在在装不苦在 在在装应宍 过过阀，只在装 在业热 阀傏 
超上任任 反 了 在 在上微不膜在在装也也 也保上超超待 规 对过 阀 导 . 
 
5.5.6. 流高 膜膜流业热强 浓浓阀 . 

在系 装在 任 保公在上装在户 阶 业热阀应 傏逐 是 使用通通化在 在渐 闭业热阀 酰 ，只没在不苦系 装在除系系也装在的行 任户 阶  

5.6. 高膜表表膜每的以取流 以也检 测测  
膜表表膜 了每的膜化在保表氧超苦取流使标 围酰25±2ºС傏随随超苦取流膜就低，膜表表膜每的也随除就低傏以存氧以膜表表膜每的随随超苦苦
取膜 苦从温 膜温在系数剂 剂 凚 K凛   
: 
 

表 2. 取流 苦膜温在系数表剂  

t, oC Кт t, oC Кт t, oC Кт t, oC Кт 

10,0 1,71 15,0 1,42 20,0 1,19 25,0 1,00 

10,5 1,68 15,5 1,40 20,5 1,17 25,5 0,98 

11,0 1,65 16,0 1,37 21,0 1,15 26,0 0,97 

11,5 1,62 16,5 1,35 21,5 1,13 26,5 0,96 

12,0 1,59 17,0 1,32 22,0 1,11 27,0 0,94 

12,5 1,56 17,5 1,30 22,5 1,09 27,5 0,93 

13,0 1,53 18,0 1,28 23,0 1,07 28,0 0,92 

13,5 1,50 18,5 1,25 23,5 1,05 28,5 0,90 

14,0 1,48 19,0 1,23 24,0 1,03 29,0 0,89 

14,5 1,45 19,5 1,21 24,5 1,02 29,5 0,88 

 

 在 了取流给 膜 苦存膜表表膜每的剂t (Qt) 算股通如存计 :  

Qt=Q25 /Kt, 

也就氧对，超苦取流从25°С用10°С膜表表膜每的就低 倍凚 表格规 凛1.71 . 

在超苦取酰t=25°С膜存存存膜表表的 了每的就低在标 倍以超膜存存存就 流 膜表表膜苦有地过许 对 洁1.15  (см.) 

 的如： 在取流 膜保表存经过 小 每的达用剂时电 立通微小剂傏 有苦膜反反流高归 凚 基用 膜在在苦取， 表规 凛 达用20°C 48 10 / 25°C Q125=.10 
*1.19= 11.9立通微小剂/  

 两两同在经过 超苦取流以原工膜化在 在膜保表存化在酰 ，每的达用10°C 6м3/小剂，也就氧对Q210=6м3/小剂， . 

 算每的氧基用超苦取流计 25°С, 也就氧对 Q225 = Q110 *K= 6*1,71=10,26 м3/小剂, 即 К=1,71( 表规 ). 

 超因，在在了膜化在 在存温在降超苦取流酰 ，在在每的膜就低降11,9/10,26 = 1,16倍，也就氧 用只 膜表表 流苦有地 在对 对 许 洁  

6. 运行过程中的清洁 

因此表股股在膜流在此此以以以 以膜表表以也膜 染行膜地除通此体体酰 业 傏因体体在使用反反反膜超表 尺， 尺以 尺傏2.5 4.0 8.0  

 
没注1: 
在任任存存存以以以 以反反反膜表表装微 了露在没有在在以在当 子在酰 应 电 傏任任 膜任任装超在通 膜表表微也这这 宍 膜 膜 逆选 转 傏没就只使于有
以 流 和膜在和时电许 设 ，流 以地 在在以就 保 膜在在电 洁 过 备 傏就 用保没没 膜保在过 氯 ，甚降氧股股 反反反膜超表甚甚膜超苦给 傏在 膜保在保对氯
没有 膜存存存统 ，就 流苦有过许 检时傏没就只使 通高 在以有有膜过 亚过 氯，用保在在当膜任任 秒在通确剂间 氯傏 

 

没注2:公 在保上了秒议 ， 流于没膜反反反膜在在膜 在在以许 过 «РМNаnотех»股股膜公 的公工术术 许傏如没就只，«РМNаnотех»股股
膜公 的也以的在 超地 的 流膜表表膜地 化在术术 时电 术 许 洁 傏 系请应 «РМNаnотех»股股膜公 在公公 原是公 收术 术 术 术傏 

 
 

没注3:在地 在在在只在高如如使使阳阳子表阳活以洁 强，否 也也 也膜表表以也微也膜膜就低类 导 傏  

 
6.1. 膜表表膜 染行业 . 
随随 随随剂间 ，反反反膜表表膜在在化在也也膜保在用超苦在膜有有 微 染行活微在以行 此此悬 业 业 傏在在 膜氧最高规 见，通高见，冶氧氧苦行，
二氧苦存，没有不的行有有行冶膜表表表阳有 行积 傏 
 

膜表表 有 膜㏿流以以也行冶用超苦膜膜存盐 积 傏 有盐 积-- 氧逐步 的膜这 电 ，如如微在如了微用公如，在超在将 秒此此反反反膜膜以也剂间 傏 

 
整两在在了了膜 公 氧 整膜 染行膜就只就就对 议 检检 对 业 傏 染行 膜以也膜此此氧逐步 膜业 对 污统 ，随随 染随业 了膜 苦从 苦剂 剂 傏在表 在染超在业1
染行 膜在在以也膜此此对 傏 



 
6.2. 染行膜除除业 . 

染行膜除除染的用地 以染化业 洁 ，不不在在保表膜 苦剂 傏通在存存存，地除 染行 在存系保表存 流业 应 许 : 

• 流苦标 凚 温在用 ， 此表规25°C BT0-101凛 在流高原的在在液 算存෿少过 酰计 15%. 

• 在膜在在 系数秒通过 导电 凚 在在 通 秒通盐 过 凛15% 15%  

• 在苦在以 秒通 膜存存存在反反反在在膜在在 在就低酰CIF 15%  

超 超上染了超数也也超通 保超超膜超超过 酰业 . 

6.3. 存阳氧在 染行以除除不 膜通此以 整规业 们 对 凚 表 凛1 . 
6.3.1. 最高 膜有见 积. 
最高 膜有 也以碳任任在系 超苦在微在用 不不苦 不不高在通见 积 户 输 强 傏不不检检 业，在通超苦在 以业过 傏在如了 任膜最高 有 氧阶 见 积检检pH pH
非在非只膜，以以禁也也超 的膜膜膜活以 以在于膜膜 逆发 选 转 傏如了膜最高 有 行也通 在见 积 过 降在 降 两小 秒就降剂 当除除傏只pH 1 2 3.0~5.0
流度 膜最高 有有行也通 使使避 使使积 见 过 闭 膜 的高在在通柠 过 微低用业 膜反反反膜表表 除除实统2% pH 4.0 1. 
 

没注: 
用保任任地 在在膜洁 装微低用业 傎否类，就超超 反反反膜表表膜 就统对 转 傏尤不氧在以取存傏 膜在大 小用业 应宍 在股升酰 业，pH 2 pH 12. pH

也以使使 氧苦亚 过傏使用就低 使使通高不 高类 盐 傏 

. 
 

6.3.2. ⺛酸钙沉淀物. 

从反反反膜超表除除通高 有 行膜在从通此见 积 —使使在在2. 
 

6.3.3. 金属氧化物的析出物.. 

氧苦行膜有有行亚 凚 例如 氧苦亚 铁凛 通在通 除除最高 有有膜通此过 见 . 
 
6.3.4. 有有膜二氧苦存 
二氧苦存膜有 行以冶氧 氧苦行不没有行无是积 亚 ，只也染的只只通此除除傏没是地 整洁对 ， 系请应 «РМ Nаnотех»股股膜公 公公在公术 傏 

. 
  
6.3.5. 没有有有行.. 
没有有有行凚例如微的行例例凛膜除除在从通 使使在在过 当实统傏 在了如 行酰 宍 业3 有步膜一许 长， 当使使碳应 «РМNаnотех»股股 也膜认
的行 在在当地 膜表表杀 强 洁 傏 用只 了没超地在使这 长 ： 的行 在没超膜在使通此氧生 膜膜杀 强 应⛿ 傏反反反在在反 保 膜 超 反反时计酰 备 设 过 傏 存宎
公请 术«РМ Nаnотех»股股膜公 公公在公术  

 
 

6.3.6. 二氧化硅˄硅 - ᴹ机˅. 

少高膜二氧苦存也以使在在5 清除。ѕ䟽的二氧化硅污染只能借ࣙ特↺方法去除。ᴹ关清洁说明，请联系«РМ 

Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心。 

 



表 1.反渗䘿膜原件被污染的迹象. 

污染物 一般特征 消除污染的措施 

1. 钙类沉〟物 (碳酸盐和磷酸盐，

通常在浓缩系统尾部检测得到) 

盐选择性显著л降，以及输入液体流和浓

缩之间ΔР的轻微增࣐，以㠣于整个系统

性能产生轻微л降 

使用溶液1䘋行化学清洁 

2. 水合氧化物 (铁, 镍, 铜等) 

盐选择性的快䙏降վ以及输入液体流和浓

缩之间ΔР的快䙏增࣐。以㠣于整个系统

性能快䙏л降 

使用溶液1䘋行化学清洁 

3. ᴹ机/无机物䍘混合胶䍘(铁, ᴹ

机物䍘 ) 

盐选择性䙀渐降վ，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР䙀渐增࣐。以㠣于整个系统

性能在几周内䙀渐降վ 

使用溶液2䘋行化学清洁。

在污染ѕ䟽的程度л使用溶

液4 

4.二氧化硅 (硅-ᴹ机) 

盐选择性䙀渐降վ，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР䙀渐增࣐。以㠣于整个系统

性能在几周内䙀渐降վ 

使用溶液5䘋行化学清洁 

5.⺛酸钙˄通常在浓缩液最ਾ一个

元件元发⧠˅ 

盐选择性本䍘性降վ，以及输入液体流和

浓缩液之间ΔР微弱增࣐。以㠣于整个系

统性能轻微降վ 

使用溶液2䘋行化学清洁 

6. ᴹ机沉〟物 

盐选择性可能降վ，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР䙀渐增࣐。以㠣于整个系统

性能䙀渐降վ 

使用溶液2䘋行化学清洁。

在污染ѕ䟽的程度л使用溶

液3,4或者5 

7. 细菌污染 

盐选择性可能降վ，以及输入液体流和浓

缩液之间ΔР显著增࣐。以㠣于整个系统

性能显著降վ 

根据污染物混合的情况䘋行

任何溶液的化学清洁。在污

染ѕ䟽的情况л使用溶液4

或者5 

注意: ᴹ关任何关于消除污染物的䰞题，请向«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心ራ求帮ࣙ。.  

 



6.4. 清洁溶液. 

л述表 2 列明了针ሩ反渗䘿膜元件䘋行化学清洁的溶液。可以根据ሩ污染物的化学࠶析采ਆ相ሩᓄ䘲合的溶

液。ሩ化学࠶析结果的䈖细࠶析将会指出最䘲合的清洁方式。在最䘲合于⧠ᴹ原水条件л采用最ᴹ效的方法

和溶液，保证了得出的结果以及采用方法的确认 

 

表 2. 建䇞使用的清洁溶液清单. 

溶液 组成 浓度,% 校准 рН 值 温度 а 

1 柠檬酸 2÷4 
借ࣙ⺛酸或盐酸将 pH 值调

整㠣 2        
35÷40°С 

2 

й聚磷酸䫐 

 

四䫐乙二胺四乙酸˄

Na4EDTA˅ 

2 
 
 
1 
 

 

借ࣙ⺛酸或盐酸将 pH 值调

整㠣 10,5÷11,0 (见表 3) 30÷35°С 

3 

й聚磷酸䫐 

 

十二烷ส苯磺酸䫐 

2 
 
 

0,025 

借ࣙ⺛酸或盐酸将 pH 值调

整㠣 10 (见表 3) 30÷35°С 

4 

碱氢氧化䫐 

 

ᴸ桂ส⺛酸䫐 

0,1 
 

0,025 

借ࣙ碱或氢氧化铵˄к

部˅，⺛酸或盐酸˄ᓅ部˅

将 pH 值调整㠣 11÷11,5 (

见表 3)  

35°С 最高 

5 碱氢氧化䫐 0,1 

借ࣙ碱或氢氧化铵˄к

部˅，⺛酸或盐酸˄ᓅ部˅

将 pH 值调整㠣 11÷11,5 (

见表 3) 

35°С 最高 

 
 

在о«РМ Nаnотех»公ਨ协商一㠤ਾ，也可采用除了к述以外的清洁剂作Ѫ特↺的化学清洁方案，用以清洁

复合膜元件。所ᴹ的解ߣ方案䟼，最高温度都Ѫ 35~40°C˄参照表格˅，清洁周期Ѫ 60 䫏˄溶液࠶ 1˅以及

30 䫏˄溶液࠶ 2-4˅ 

清洁溶液ᓄ䈕根据所需净化的水的数䟿选择指定的化学物䍘用䟿。混合时使用н含≟的脱盐水˄渗䘿物˅。

在使用之前精确混合溶液。pH 值测䟿计ᓄ䈕定期校准。各溶液的化学清洗䘋行时间从 30 䫏㠣࠶ 2 小时н等,

参照表 3. 

 



表 3. 膜元件的清洁时间，温度以及 pH 值范围 

膜元件型ਧ 
连续运行 清洁最大温度 

36 ÷ 45°С 35°С 以л 36 ÷ 45°С 26 ÷ 35°С 25°С 以л 

nanoRO KМ 3÷10 2÷10,5 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO K 3÷10 2÷10,5 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO KC 3÷9,5 2÷10 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO KH 3÷9,5 2÷10 2÷10,5 1÷11 1÷12 

nanoRO KCH 3÷10 2÷10,5 2÷11 1÷11,5 1÷12,5 

清洁时间, ࠶䫏 н超过 30 30÷60 60÷120 

如ᴹ必要，超过 45°的连续运作或者䘋行化学清洁，请咨询«РМ Nаnотех»公ਨ的ᢰ术支持中心 

 

6.5. 清洁和洗涤反渗䘿膜元件. 

᢯压外壳的反渗䘿膜原件的清洁从入口侧用վ压和相ሩ较高的水流用溶液循⧟䘋行。䘉需要膜元件的化学清

洁系统。膜元件的化学清洁нᓄ超过 1 个ᴸ1一次，否则，ᓄ䈕更改反渗䘿ᆹ装前的预处理。 

反超上苦有地 膜保表 了没也也氧 保超超膜超超待 洁 规 业  
 

6.5.1. 反渗䘿膜元件通用清洁方法如л: 

1. 通过在几࠶䫏内从化学溶液储ᆈ㖀˄或ަ他਼类来源˅所得的无≟净水来清洁压力外壳. 

2.将一批ᯠ的选定清洁溶液混䘋使用所得净水的化学容器，所用溶液的用䟿根据膜元件尺ረߣ定˄参照

表 4˅。䘉个用䟿н必包括用来置换原水的管线和过滤器等等的体〟。 

表 4. 清洁⇿个膜元件的溶液用䟿. 

膜元件尺ረ 溶液体〟, L 

2540 3 

4040 10 

8040 40 

3. 清洁溶液的循⧟流ࣘ通过压力外壳在一小时或者所需时间段内的䙏度，ሩ于 8040 膜Ѫ 7-10м3/小

时，4040 膜Ѫ 2-2.5м3/小时 

4. 在化学清洗过程中ᓄ当根据表格 2 和 3 来᧗制温度和调整所需的 pH 值 

5. 在清洁完成时ᓄ䈕ݸ洗净，沥ᒢ，޽注入净水˄滤液˅洗净 

6. 通过在几࠶䫏内从化学溶液储ᆈ㖀˄或ަ他਼类来源˅所得的无≟净水来清洁膜元件 

7. 反渗䘿系统清洁结束ਾ，开启过滤和浓缩阀并开始启ࣘ，暂时䘈н会排出н含泡沫或清洁剂↻ส的

净水˄通常持续 15 到 30  ˅䫏࠶

注意. 在䘋行酸碱复合清洁时ᓄݸ䘋行碱性清洁 

                                            
1 除了用于废水处理的元件，还包括食品和乳制品工业中使用的膜元件 



 

7. 膜系统的封ᆈ. 

使用ਾ的膜元件ᓄ当保持在湿润条件л 

7.1. 在膜系统停→超过 48 小时ਾᓄ䈕采ਆл列措施。ሩ于膜系统的短时间停→ᓄ䈕䘋行常规清洗程序. 

7.2. 在䘋行膜系统䘋行封ᆈ之前ᓄ当ሩ膜元件䘋行化学清洗。封ᆈ过程ᓄ䈕在清洗和消毒处理ਾ立即䘋行，

清洗/消毒和封ᆈ之间的时间周期最大нᓄ䈕超过 12 小时 

7.3. 封ᆈ通过带ᴹ化学清洗块的浓度Ѫ 1-1.5%的焦ӊ⺛酸䫐溶液的循⧟实⧠。通过膜系统的溶液循⧟ᓄ䈕䘋

度㓖 1 小时。在封ᆈ期间ᓄ䈕确保系统的н䘿气性及避免䘿入外部空气。 

7.4. 关䰝所ᴹ的龙头/阀门。在焦ӊ⺛酸䫐溶液和空气中的氧气接触的情况л，将会引起ӊ⺛酸盐离子氧化䘋

滤液中，溶液的 pH 值将л降。  

7.5. ሩ密封的膜系统ᓄ当䘋行系统的 pH 值检测。pH 值ᓄ当н小于 3.如果 pH 值小于 3，ᓄ当更换䱢腐剂溶

液。䱢腐剂溶液ᓄ当⇿ 3 个ᴸ更换一次。 

7.6. 停用期间的最高温度нᓄ超过 35°C，нᓄվ于 0°C。最佳储ᆈ温度Ѫ 5-15°C。 

7.7. 恢复ᆹ装工作前ᓄ䘋行н少于 1 小时的䱢腐液清洗。 

 

8. 总则. 

8.1.使用者᢯ᣵ使用н被᧘荐的化学用品于膜元件带来的风险。 

8.2.微遵每在在遵的也也超使 保超超业 。 

 



 

9. 卷式膜元件的䍘保条件. 
 

9.1. 在完成操作说明和要求的情况л，ǉPM HanotexǊ公ਨѪ自己生产的卷式膜元件在运行，生产ᶀ料䍘䟿

方面提供䍘保，遵ᆸǉPM HanotexǊ公ਨ提供的建䇞˄所颁ᐳ的ᢰ术维ᣔ文件 BTO˅，符合л列条款:: 

  

9.2. “湿膜”膜元件的䍘保期限Ѫ发䍗ਾ 6 个ᴸ，前提是符合膜元件的保ᆈ条件 (参见本文第反第). 

湿膜元件䍘保期限和温度的关系见表 1. 

保ᆈ温度, ºС 5÷15 16÷35 超过 35 

“湿膜”膜元件的䍘保期限 6 个ᴸ 3 个ᴸ 1 个ᴸ 

在符合本文第反第指出的保ᆈ条件л，䍘保期限н超过 12 个ᴸ. 

 

9,3. ᒢ膜元件在符合保ᆈ条件˄参见本文第й章˅的情况л，䍘保期限Ѫ发䍗ਾ 12 个ᴸ 

在符合本文第反第标明的保ᆈ条件л，ᒢ膜元件的䍘保期限н超过 18 个ᴸ。 

 

ᒢ膜元件䍘保期限和温度的关系见表 2. 

 

保ᆈ温度, ºС 5÷15 16÷35 36÷45 超过 45 

ᒢ膜原件䍘保期限 12 个ᴸ 6 个ᴸ 3 个ᴸ 1 个ᴸ 

9.4. 在遵ᆸ操作说明，启ࣘ和停→工作的建䇞的情况л，ǉPM HanotexǊ公ਨሩ膜元件的䍘保期限Ѫ自启ࣘ

日期开始ਾ的 12 个ᴸ。前提是ᯠ膜元件在发䍗 6 个ᴸ内必享ᆹ装并投入使用。  

 

9.5. 在膜元件符合公ਨ出ާ的⧠ᴹ的 BTO ᢰ术维ᣔ文件运行的前提л，ǉPM HanotexǊ公ਨ确保反渗䘿膜

原件无ᶀ料以及元件组装方面的䍘䟿缺陷。ǉPM HanotexǊ公ਨ的保修范围仅限于维修或者在㓿公ਨ检查确

认ਾ更换属于保修范围的ᴹ缺陷的部件。 

 

9.6. ǉPM HanotexǊ公ਨ保证交付给客户的元件ާ备初始最小的过滤消耗和符合膜元件说明书和ᢰ术参数的

最小的选择性。䘉Ӌ参数由ǉPM HanotexǊ公ਨ在由ǉPM HanotexǊ公ਨ䘋行的标准测试设置过程中设

定。⇿批当中单只膜元件之间可能ᆈ在±15%2的误差。尺ረѪ 1821,2521,2540 的ᒢ膜元件在测试溶液内连

续工作 100 小时ਾ达到标定选择性。尺ረѪ 4040 和 8040 的ᒢ膜元件在测试溶液内连续工作 48 小时ਾ可达

到标定选择性。尺ረѪ 4040 和 8040 的湿膜元件在测试溶液内连续工作 2 小时ਾ可达到标定选择性。 

9.7. 客户᢯ᣵ膜元件在运输，保ᆈ以及ᆹ装㠣压力外壳过程中的维ᣔ责任。н遵ᆸ运输条件，保ᆈ条件˄参

见BTO-108文件˅和ᆹ装䘋᢯压ѫ体的ᆹ装规则˄参见BTO-109文件˅可能会成Ѫ䍘保失效的原因。 

 

9.8. 客户᢯ᣵ使用н被᧘荐的化学用品所带来的风险责任。忽视建䇞的膜元件操作规则可能是䍘保失效的原

因。 

 

9.9. 客户ᴹ责任保证使用者根据操作手޼䘋行操作，ሩ操作员和维ᣔ人员䘋行ษ䇝，䘋行䘲当的清洁和过程

诊断工作。  

 

9.10. 在第一次启ࣘ膜元件之前ᓄ䘋行㠣少一小时的䱢腐剂洗涤。根据清洗的结果䘋行相ᓄ的↕骤。在膜元件

ᆹ装运行2小时ਾᓄ䈕第一次在记录手޼䟼记录所ᴹ的参数设置˄入口压力，浓缩和过滤的压力，在ᆹ装的⇿

个阶段压力的л降，原水和滤液的流䟿˅。膜系统所ᴹ的初始参数都必享发䘱到膜元件制䙐商那䟼。第一次

启ࣘ膜元件系统数据的缺失可能是䍘保失效的原因。 

 

9.11. 客户ᓄ当确保完成膜系统的工作性能记录，定期和系统地䘋行࠶析。↔信息ᓄ䈕在需要ǉPM 

HanotexǊ公ਨ保修服࣑的情况л提交。拒绝向ǉPM HanotexǊ公ਨ开放膜系统工作参数设置将会ሬ㠤保修

义࣑的完全失效，辅ࣙᶀ料和配件除外。 

 

9.12. ǉPM HanotexǊ公ਨ保留ሩ设想中膜系统的缺陷䘋行检查的权力。使用者或要求采䍝者将测试ᣕ告发

䘱㠣ǉPM HanotexǊ公ਨ。. 

 

                                            
2࣏率偏差范围参照膜元件说明书或ᢰ术参数. 



9.13. 膜元件可在发䍗ਾ 90 天内被䘰回，条件是未被使用以及完整处在原厂包装内。如果н符合к述条件，

可能会被要求缴纳包装破损费。以保修原因䘰回膜元件前需获得䘰回许可。䘰回的运费由发䍗人支付，ǉPM 

HanotexǊ公ਨ޽根据膜元件的䍘保向客户支付费用。膜元件一直要保ᆈ在湿润和清洁的条件л，在䘰回前

需一直处在䱢水包装内。 

 

ᢰ术支持中心 

 «РМ Нанотех» 公ਨ 

俄罗ᯟ 600031 弗拉迪米尔ᐲ 

德ᐳ罗谢丽ᯟ卡大街 224 ਧ 

电话. +7 (4922) 474-001 

传真 +7 (4922) 474-001 

www.membranium.com 

 

 



附件 1 

膜表表膜二纤维维 

nanoRO КМ, КС, КР, К, КН, КСН 系系，型ਧ 1812, 2521, 2540, 4014, 4021, 4040  

 

 

型ਧ А, мм В’(从当当当装在), мм B(䱢伸缩盘) мм С, мм D, мм 
䟽䟿, kg 

毛䟽 净䟽 

1812 298 55 45 17  0,22±0,02 0,19±0,02 

2514-T 533,4 63,5 61, 25 19,1 30,5 0,50±0,05 0,40±0,05 

2521-T 533,4 63,5 61,25 19,1 30,5 0,60±0,05 0,50±0,05 

2540-С 1016 63,5 61,25 19,1 30,5 2,0±0,2 1,8±0,2 

2540-Т 1016 63,5 61,25 19,1 30,5 1,4±0,1 1,2±0,1 

4014–T 355,6 101,6 100,0 19,1 30,5 1,2±0,1 1,0±0,1 

4014–F 355,6 101,6 100,0 19,1 30,5 1,2±0,1 1,0±0,1 

4021–T 533,4 101,6 100,0 19,1 30,5 1,4±0,1 1,2±0,1 

4021–F 533,4 101,6 100,0 19,1 30,5 1,4±0,1 1,2±0,1 

4040-С 1016 101,6 100,0 19,1 26,7 4,5±0,3 4,1±0,3 

4040–T 1016 101,6 100,0 19,1 26,7 3,6±0,3 3,2±0,3 

4040–F 1016 101,6 100,0 19,1 26,7 3,5±0,3 3,1±0,3 

1812-D 298 55 45 17  0,22±0,02 0,19±0,02 

2514-T 533,4 63,5 61,25 19,1 30,5 0,50±0,05 0,40±0,05 

2521-T-D 533,4 63,5 61,25 19,1 30,5 0,60±0,05 0,50±0,05 

2540-С-D 1016 63,5 61,25 19,1 30,5 1,9±0,2 1,7±0,2 

2540-Т-D 1016 63,5 61,25 19,1 30,5 1,3±0,1 1,1±0,1 

4014–T-D 355,6 101,6 100,0 19,1 30,5 1,2±0,1 1,0±0,1 

4014–F-D 355,6 101,6 100,0 19,1 30,5 1,2±0,1 1,0±0,1 

4021–T-D 533,4 101,6 100,0 19,1 30,5 1,4±0,1 1,2±0,1 

4021–F-D 533,4 101,6 100,0 19,1 30,5 1,4±0,1 1,2±0,1 

4040-С-D 1016 101,6 100,0 19,1 26,7 3,5±0,5 3,1±0,5 

4040–T-D 1016 101,6 100,0 19,1 26,7 2,8±0,5 2,4±0,5 

4040–F-D 1016 101,6 100,0 19,1 26,7 2,9±0,5 2,5±0,5 

 



膜表表二维维维  

nanoRO  КМ, КС, КР, К, КН, КСН系系，型ਧ 8040 

 

 

型ਧ А, мм В’(从当当当) ,мм 
B(䱢伸缩盘), 

мм 
С, мм 

䟽䟿, kg 

毛䟽 净䟽 

8040-Т 1016 203 200,1 28,6 15,4±0,5 13,7±0,5 

8040-F 1016 203 200,1 28,6 15,5±0,5 13,8±0,5 

8040-С 1016 203 200,1 28,6 16,5±0,5 14,8±0,5 

8040-Т2 1016 203 200,1 28,6 16,4±0,5 12,7±0,5 

8040-F2 1016 203 200,1 28,6 16,5±0,5 12,8±0,5 

8040-С2 1016 203 200,1 28,6 17,5±0,5 15,8±0,5 

8040-Т3 1016 203 200,1 28,6 15,9±0,5 12,2±0,5 

8040-F3 1016 203 200,1 28,6 16,0±0,5 12,3±0,5 

8040-С3 1016 203 200,1 28,6 17,0±0,5 15,3±0,5 

8040-Т,F(2,3)-D 1016 203 200,1 28,6 12,5±1,0 11,0±1,0 

8040-С(2,3)-D 1016 203 200,1 28,6 13,5±1,0 12,0±1,0 

 


